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HYDRASHIELD MASK™

NOUS AVONS CE QU'IL VOUS FAUT.

Fabriqué en biocellulose de noix de coco, le Masque
HydraShield Luminesce™ offre une protection contre les
agressions environnementales grace a quatre éléments
puissants : antipollution, détoxification, hydratation et APT-
200™. Fabrigué en biocellulose de noix de coco, ce masgue
est imbibé de beurre de karité riche en antioxydants et
d'extrait de racine végétale d'Asie ultra-hydratante. La peau
terne et fatiguée est instantanément apaisée et hydratée.
Cette protection 4-en-1 contribue a renforcer la barriere
protectrice de la peau pour révéler un teint plus éclatant de
jeunesse.

CARACTERISTIQUES

Hydratant

« Contribue a minimiser les effets d'une exposition aux
agressions environnementales

e Pour tous les types de peau

PRINCIPAUX INGREDIENTS

«  LAPT-200, une technologie polypeptidique exclusive
a Jeunesse, rajeunit la peau pour gu’elle rayonne d'un
nouvel éclat.

5 masques par boite

* Beurre de karité
* Racine végétale d’'Asie
*«  Noix de coco

CONSEILS D’UTILISATION

Retirez en douceur le masque de sa pochette et dépliez-le. Retirez la feuille de protection interne

et posez le masque sur votre visage. Positionnez les découpes sur les yeux, le nez et la bouche.
Remarque: le fait de laisser la feuille externe tout en appliquant rigidifie davantage la biocellulose et
facilite la pose. Retirez la feuille de protection externe. Laissez le masque agir 20 a 25 minutes. Le
temps de pose terminé, retirez le masque et jetez-le. Massez doucement pour faire pénétrer le produit
restant dans la peau. Ne pas rincer le visage.

CES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SONT RESERVEES A L'UE

Les ingrédients et les déclarations concernent les produits vendus sur ce marché. Sivous étes dans un autre marché,
consultez la fiche produit spécifique & ce marché. A jour au 01/06/2019.

,\hﬁ POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE MASQUE HYDRASHIELD, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR JEUNESSE.
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